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REIVINDICACIONES MODIFICADAS
Lo que se reivindica es:

1. Una celda electrolitica que comprende:

un recipiente de contencion;

un primer electrodo;

un segundo electrodo;

una fuente de corriente eléctrica en comunicacién eléctrica con el primer electrodo
y el segundo electrodo;

un electrolito en comunicacién continua con el primer electrodo y el segundo
electrodo;

un gas, en donde el gas se forma durante la electrélisis en, o cerca del primer
electrodo; y

un separador configurado para permitir el flujo de liquido de un lado del separador
a un segundo lado del separador;

en donde el separador comprende el primer electrodo y el primer electrodo
comprende un primer material conductor proximal a la fuente de corriente eléctrica
y un material dieléctrico distal a la fuente de corriente eléctrica para controlar el
lugar de la nucleacion del gas al separar sustancialmente el lugar de la

transferencia de electrones y la nucleacién.

2. La celda electrolitica de la reivindicacion 1, en donde el primer electrodo
comprende, ademas, un segundo material conductor proximal al material

dieléctrico y distal a la fuente de corriente eléctrica.

3. La celda electrolitica de la reivindicacion 2, en donde el material dieléctrico

comprende filamentos.

4. La celda electrolitica de la reivindicacién 3, en donde el material dieléctrico

comprende un semiconductor dopado.

5. La celda electrolitica de la reivindicacion 3, en donde el material dieléctrico
comprende carbono, silicio, nitruro de boro o carbono, o carburo.



6. La celda electrolitica de la reivindicacion 2, en donde el separador
comprende, ademas, un microorganismo, y en donde el separador retiene

practicamente el microorganismo en un lugar deseado.

7. Una celda electrolitica que comprende:

un recipiente de contencion;

un primer electrodo, en donde el primer electrodo incluye un tratamiento
topografico para proveer un area de superficie aumentada, en donde el
tratamiento topografico incluye una mejora topografica, en donde la mejora
topografica comprende carbono, silicio, nitruro de boro o carbono, o carburo;

un segundo electrodo;

una fuente de corriente eléctrica en comunicacion eléctrica con el primer electrodo
y el segundo electrodo;

un electrolito en comunicaciéon continua con el primer electrodo y el segundo
electrodo;

un gas, en donde el gas se forma durante la electrélisis en, o cerca del primer
electrodo; y

un separador,

en donde el primer electrodo se configura para controlar el iugar de la nucleacién
del gas al separar sustancialmente el lugar de la transferencia‘ de electrones y la

nucleacion.

8. La celda electrolitica de la reivindicacion 7, en donde el tratamiento
topografico comprende el esmerilado con arena, moleteado, o galvanizado con un

agente de nucleacion catalitico.

9. La celda electrolitica de la reivindicacién 7, en donde la mejora topografica

comprende filamentos.

10. La celda electrolitica de la reivindicacién 7, en donde la mejora topografica

comprende un metal.

11. La celda electrolitica de la reivindicacién 7, en donde la mejora topografica

comprende un semiconductor dopado.



12. La celda electrolitica de la reivindicacién 7, en donde el separador comprende
el primer electrodo y el primer electrodo comprende un primer material conductor
proximal a la fuente de corriente eléctrica y un material dieléctrico distal a la fuente

de corriente eléctrica.

13. La celda electrolitica de la reivindicacion 12, en donde el primer electrodo
comprende, ademas, un segundo material conductor proximal al material
dieléctrico y distal a la fuente de corriente eléctrica.

14. La celda electrolitica de la reivindicacion 7, en donde el separador comprende
el primer electrodo.

15. La celda electrolitica de la reivindicacion 14, en donde el separador
comprende, ademas, un microorganismo, y en donde el separador retiene

practicamente el microorganismo en un lugar deseado.

16. Una celda electrolitica que comprende:

un recipiente de contencioén;

un primer electrodo;

un segundo electrodo;

una fuente de corriente eléctrica en comunicacioén eléctrica con el primer electrodo
y el segundo electrodo;

un electrolito en comunicaciéon continua con el primer electrodo y el segundo
electrodo;

un gas, en donde el gas se forma durante la electrélisis en, o cerca del primer
electrodo; y

un separador configurado para permitir el flujo de liquido a través de él;

en donde el primer electrodo comprende una mejora topogréafica para controlar el
lugar de la nucleacién del gas al separar sustancialmente el lugar de la

transferencia de electrones y la nucleacion.

17. La celda electrolitica de la reivindicaciéon 16, en donde la mejora topografica

aumenta el area de superficie del primer electrodo.



18. La celda ‘electrolitica de la reivindicacién 17, en donde la mejora topografica

comprende filamentos.

19. La celda electrolitica de la reivindicacién 18, en donde la mejora topografica
comprende un metal.

20. La celda electrolitica de la reivindicacion 18, en donde la mejora topografica
comprende un semiconductor dopado.

21. La celda electrolitica de la reivindicacién 18, en donde la mejora topografica

comprende carbono, silicio, nitruro de boro o carbono, o carburo.

22. La celda electrolitica de la reivindicacion 16, en donde el separador
comprende el primer electrodo y la mejora topografica comprende un primer
material conductor proximal a la fuente de corriente eléctrica y un material

dieléctrico distal a la fuente de corriente eléctrica.

23. La celda electrolitica de la reivindicacion 22, en donde la mejora topografica
comprende, ademas, un segundo material conductor proximal al material

dieléctrico y distal a la fuente de corriente eléctrica.

24, La celda electrolitica de la reivindicacion 16, en donde el separador
comprende el primer electrodo.

25. La celda electrolitica de la reivindicacion 24, en donde el separador
comprende, ademas, un microorganismo, y en donde el separador retiene

practicamente el microorganismo en un lugar deseado.
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